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(54) Устройство вакуумно-плазменной однородной модификации поверхности деталей

(57) Формула полезной модели
1. Устройство для вакуумно-плазменной однородной модификации поверхности

деталей, содержащее вакуумную камеру и несбалансированную магнетронно-
распылительнуюсистему с распыляемоймишенью, отличающееся тем, что оно снабжено
установленным в центре дна камерыпланетарныммеханизмом вращения-перемещения
модифицируемых деталей в плоскости, перпендикулярной плоскости, пересекающей
по центру мишень, с гнездом для установки с возможностью вращения держателей
модифицируемых деталей по центральной оси вращения упомянутого механизма и с
периферийными гнездами, размещенными на расстоянии r≤5/16R, где R - расстояние
от центральной оси упомянутого планетарного механизма до плоскости распыляемой
мишени.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что распыляемая мишень размещена на
расстоянии от центральной оси упомянутого планетарного механизма R=480 мм.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что периферийные гнезда размещены на
расстоянии r=150 мм.

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что несбалансированная магнетронно-

Стр.: 1

R
U

1
6
9
2
0
0

U
1

R
U

1
6
9
2
0
0

U
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=169200&ki=PM


распылительная система выполнена с возможностью обеспечения зоны распыления ее
плоской мишени с диаметром d=56 мм.
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